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MVAN RecTarget — Ziel des Projekts
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Ziele des Projektes:
direktes Remanufacturing
neue Anwendungsgebiete flr

gebrauchte Sputtertargets
Erh6hung des Nutzungsgrads durch
optimierten Sputterprozess
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AVA ReTarget — Technische Innovationen

& HeilR3pressen (Spark Plasma
Sintering/Field Assisted Sintering):
direktes Remanufacturing von
Sputtertargets durch Aufftllen mit
identischem Pulver

& Laserablation in Flissigkeiten:
Repurpose gebrauchter Targets zur
Synthese ultrareiner Nanopartikel

& Prozessoptimierung: Optimierung
des Sputterprozesses durch einen
innovativen Redesign-Ansatz
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AVAN ReTarget — Technische Anforderungen

& Remanufactured Sputtertargets sind von State-of-the-Art Targets nicht zu unterscheiden
(insb. Reinheit, Mikrostruktur, Dichte und mechanische Eigenschaften)

& Ressourcenbedarf niedriger als bei herkdbmmlichem Recycling und erneuter Herstellung

& Synthetisierte Nanopartikel zeigen hohe Reinheit und Stabilitat
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